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摘要(译)

一种像素结构，其包括控制单元、有机电致发光单元与滤光结构，其中
控制单元设置于基板上，且控制单元通过扫描配线与数据配线而驱动。
有机电致发光单元设置于基板上，且有机电致发光单元包括透明电极、
发光层与金属电极，其中透明电极与控制单元电连接，而发光层与金属
电极依次设置于透明电极上。滤光结构设置于基板与有机电致发光单元
之间，而滤光结构包括多个第一介电层与多个第二介电层，其中这些第
一介电层与这些第二介电层为交错设置，且这些第一介电层的折射率不
同于这些第二介电层的折射率。
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